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摘要(译)

公开了一种有机发光显示基板，包括基板和在基板上的像素限定层，像
素限定层包括在基板的显示区域中交叉的多个坝，以限定多个像素单元
并限定显示区域的边界其中，所述像素限定层还包括布置在每个堤坝的
顶表面上的凹槽，所述凹槽至少限定一个框形区域，在每个框形区域中
布置至少一个像素单元，并且所述凹槽用于当通过喷墨印刷形成有机发
光元件时容纳溶剂。还公开了有机发光显示基板的制造方法和显示装
置。本发明可以提高形成在基板上的膜层的成膜效果，使得显示装置的
显示图像的亮度更均匀。
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